
































































专利名称(译) 液晶显示装置用基板的制造方法

公开(公告)号 CN100517009C 公开(公告)日 2009-07-22

申请号 CN200580046016.5 申请日 2005-10-28

[标]申请(专利权)人(译) 集成方案株式会社

申请(专利权)人(译) 集成方案株式会社

当前申请(专利权)人(译) 株式会社V技术

[标]发明人 饭野仁

发明人 饭野仁

IPC分类号 G02F1/1335 G02F1/13 G02F1/1368

CPC分类号 G02F1/133516 G03F7/70791 G03F7/70525 G02F2001/136222 G02F1/136209

代理人(译) 刘新宇

审查员(译) 杨熙

优先权 2004328322 2004-11-12 JP

其他公开文献 CN101099106A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供一种在TFT基板的规定位置上高精度地形成滤色器或者黑矩
阵的曝光图案的液晶显示装置用基板的制造方法。为此，包括：在TFT
基板(6)上涂敷滤色器或者黑矩阵的感光材料的步骤；由搬运单元(3)边以
规定速度搬运涂敷了上述感光材料的TFT基板(6)边由摄像单元(2)拍摄像
素区域的步骤；由控制单元(4)的图像处理部(13)检测利用上述摄像单元
(2)拍摄的像素区域中预先设定的基准位置的步骤；以及形成步骤，以该
检测出的基准位置为基准，由灯控制器(16)控制曝光光学系统(1)的光源
(7)的照射定时，在TFT基板(6)的规定位置上形成滤色器或者黑矩阵的曝
光图案。
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